Die Abteilung Plasma-Oberflachentech-
nik und Materialphysik beschaftigt sich
mit der vakuumgestitzten Abschei-
dung der Oberflachenmodifikation
und der Charakterisierung von Mate-
rialien bzgl. deren physikalischen und
chemischen Eigenschaften.

Die Schichtabscheidung und Ober-
flachenmodifikation erfolgt mittels PVD
(Physical Vapor Deposition) und
PACVD (Plasma-Assisted Chemical
Vapor Deposition)-Verfahren. Die Labor-
anlagen sind ausgestattet flir Magnet-
ron Sputtern, kathodisches Lichtbo-
genverdampfen, Elektronenstrahl-
Verdampfen, thermisches Verdampfen,
Plasmastrahlbeschichtung und gepuls-
te CVD. Diese Verfahren bieten ein
breites Spektrum an Mdglichkeiten zur
Modifizierung der Abscheideparameter
und ermdglichen die Beschichtung
verschiedenster Materialien (Stahle,
Hartmetalle, Metalle, Kunststoffe, Kera-
miken, Glas). Die Anwendungsgebiete
der Beschichtungen reichen vom Ver-
schleiB- und Korrosionsschutz Uber
dekorative Anwendungen bis hin zu
Speichermedien, Sensoren und Kata-
lyse.
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Arbeitsgebiete
Anwendungsbezogene Forschung und
Entwicklung auf den Gebieten
PVD- und PACVD-Schichtentwick-
lung (Mono- bzw. Multilagen) und
Prozessanpassung
Abscheidung verschleiBschitzender
Hartstoffschichten (TiN, TiBN, TiAIN,
CrN, CrBN, NbN etc.)
Abscheidung von Festschmierstoffen
auf der Basis von Ubergangsmetall-
karbiden
Dekorative Hartstoffschichten
(TiN, ZrN, TiZrYN etc.)
Korrosionsbestéandige Schichten
(CrN, Cr/CrN, NbN etc.)
Hybridschichten (elektrochemische
Schichten + PVD)
Oxidschichten als Isolationsschichten
(Nb,O,, TiO, etc.)
Transparente leitfahige Schichten
(In,0,-2r0,, SnO,-Zr0, etc.) oder
magnetische Sensoren
Nanokristalline Werkstoffe, Korrelation
zwischen Struktur, elektrischen und
magnetischen Eigenschaften
Keramische Schichten (z.B. Perowski-
te) als Gassensoren und Katalysatoren
Metallisierung elektrisch nicht leiten-
der Materialien
lonenétzen fur Probenreinigung, -pra-
paration und Materialabtrag
Charakterisierung von Materialien
mit physikalischen und physikalisch-
chemischen Messverfahren

Mess- und Priifverfahren

Oberflaichentopografie:
Rauheit und Profil durch mechanische
und optische Abtastung

Mikrostruktur:

FE-REM, REM, Phasen-, Textur- und
Eigenspannungsanalyse mittels Ront-
gendiffraktometrie (XRD), streifender
Einfall (GIXRD), Rontgenreflektometrie
XRR)

Chemische Zusammensetzung:
EDX, GDOS

Elektrische Eigenschaften:
Elektrische Leitfahigkeit (4,2 bis 1000 K)

Magnetische Messungen:
Magnetowiderstand (bis 2 Tesla),
Dia-, Para- oder Ferromagnetismus,
magnetische Momente und magneti-
sche Anisotropie (AC- oder DC-Magne-
tisierung, Hysterese-Kurve)

Schichtdicke:
Kalottenschleifverfahren, Profilometri-
sche Stufenvermessung, Rdéntgen-
fluoreszenz, Rontgenreflektometrie
XRR)
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Haftfestigkeit:
Scratch-Test, Rockwell-Eindrucktest,
Haftzugfestigkeit (ASTM C 633)

Harte:

Instrumentierte Eindringprifung (Ein-
dring- bzw. Martensharte mit Vickers-
Indentor)

Farbe:
Farbmessung nach Spektralverfahren
mit d/8-Geometrie

Tribologie:
Stift-ScheibeTribometer, Taber Abraser

Korrosion:

Elektrochemische Messungen, Salz-
sprihtest, kiinstlicher Schweif, Immer-
sionstest

Thermische Eigenschaften:
Differential-Thermo-Analyse (DTA), Ther-
mogravimetrie (TGA)
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